[

g

(ASICTLLA

SABATO 24 LUGLIO 2010

SBLOCCATA -..-_S-vhmmm PER IL -..O.-.°<°F.=.=n°u -u—~mmm-zn SU ST ENUMONYX

«Dopo il si del Cipe servono i piani industriali»

Dopo la notizia dello stanziamento da
parte del Cipe di 49 milioni di euro per
la costruzione della «citta del sole, tar-
gata St, Enel e Sharp, che con i suoi
pannelli fotovoltaici rappresenta il pit
grande stabilimento d'Italia e, in pro-
spettiva, d’Europa, arrivano le reazioni
da pit parti. Giovanna Marano, segreta-
ria generale della Fiom siciliana e Stefa-
no Materia, segretario della Fiom di
Catania, dopo il primo finanziamento
del Cipe al progetto sul fotovoltaico che

coinvolge Enel, mqannom_maoanm e
Sharp, dichiarano: «Adesso che il con-
tratto di programma per Stmicroelec-

.tronics e Nymonyx & in parte sbloccato

con una prima tranche di finanziamen-
to per il fotovoltaico, le due aziende
non hanno piii alibi sul piang indu-
striale complessivo dell'insediamento
di Catania. Presentino dunque i loro
progetti per avviare al pill presto le
trattative e il governo regionale si faccia
garante di questo percorson. «Il foto-

voltaico - affermano- non _uco essere

sostitutivo di produzioni di ben altro
valore tecnologico, perché questa sa-
rebbe per la nostra regione una strate-
gia perdente. Deve invece essere una
produzione aggiuntiva.

1l presidente di Confindustria Cata-
nia, Domenico Bonaccorsi di Reburdo-
ne, esprime viva soddisfazione, parlan-
done come. «un tangibile segno del-
I'attenzione del governo nei confronti
delle imprese e dell'economia dell'lso-

la, che avra ricadute assolutamente
strategiche sull'occupazione e sull'in-
dotto produttivo della Sicilia orientalex.

Soddisfazione anche per I'immedia-
ta richiesta da parte.di «3Sun», di aderi-
re al sistema confindustriale catanese,

una volta consolidate le sue strutture.

nel territorio. L'Ugl si dichiara «conten-
ta per I'avvenuto stanziamento», ma
precisa che «ora occoire procedere a se-
guire tutte le fasi che porteranno alla
realizzazione completar.
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